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Avancos da Tecnologia UV
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Qual a importancia da agua na Industria

Perigos bioldgicos na agua potavel é de grande importancia para a industria de alimentos e bebidas, ja que
influencia diretamente a qualidade do produto. Independentemente da planta
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Qual a importancia da agua na Industria

O abastecimento de agua nas industrias pode ser via rede publica ou abastecimento interno (A fonte de agua
pode ser de manancial subterraneo (pog¢o) ou de superficie (rios)
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Processos de desinfeccao atuais




Procedimento de desinfeccao

Utilizando Cloro Utilizando Oz6nio

*  Altamente oxidante

*  Subproduto Oxigénio
« Altamente reativo

+ Oxidagao
¢ Produz radicais livres

. *  Mudancga de sabor
«  Corrosivo

e Risco ao usuario
e Tem odor

*  Mudancga de sabor

Utilizando UV

Tecnologia segura, rapida

Desinfecgado sem adigao de quimicos

Nao cria sub-produtos

Inativa virus assim como bactérias patogenicas

Quebra a nivel molecular




Beneficios do UV




Beneficio — Desinfeccao

X-rays Ultraviolet Visible Light Infrared
- P> ¢

Disinfection

VACUUM- UV-C |UV-B| UV-A
uv

UV 254.7nm

DMNA Doubdle Strand

Wavelength (nm)

100 200 5230 315 400 780
L]

.
Hg - Low Pressure

Fﬂfﬂ'l-ﬂ[il}l'l t}f Dﬂuhle H-und Lamp 254nm

Wi Pyiendine Molesttes. Espectro de

bl Absorgio do DNA
MRy S, 1900

» A Desinfecgcdo UV é alcancada aplicando radiacao UV no comprimento de 254nm. A dose de
radiagao varia de acordo com o tipo de microorganismo que se deseja eliminar.

(D poanaHER
WATER QUALITY PLATFORM



Beneficio — Reducao/ Destruicao de Cloro

Chlorine Reduction
CHLORINATED WATER i CHLORINE-FREE WATER

‘ Incoming City Water
z.
@
d.d”
W/ b 4 @ @

Multimedia Filters/

. - RO Pre-Filters
\ 'l “+ — b -+ \ d Water Softeners 0
METAB!

FREE CHLORIDES ~
CHLORINE OXYGEN _ )

& ch + HO + E,, — HCI + OH

e e’

—.- UV Dechlorination

£ —— .
S % Reverse Osmosis

Low Pressure 185nm

» Concentracdes de cloro livre de até 2,0 ppm podem ser destruidos com sucesso pela aplicacédo de luz UV
» A tecnologia reduz subprodutos cancerigenos e € uma forma de desinfec¢ao ecoldgica
» Custos de manuteng¢do mais baixos em comparacao filtro de carvao ou uso de produtos quimicos como metabisulfito

(D poanaHER
WATER QUALITY PLATFORM



Beneficio — Reducao/ Destruicao de Ozonio

Ozone Reduction

* O ozobnio residual (O3) € removido com
eficiéncia por UV a um comprimento de onda

de 254 nm
- * O 0z6nio absorve a energia UV e decompde-
- u U se rapidamente em oxigénio dissolvido (O2)
u u = 3 OJ * Normalmente, 1,0 ppm de ozbnio pode ser
+ g reduzido para menos de 0,1 ppm com uma
U u dose de UV de 90 mJ / cm2

OZONE OXYGEN WATER

v

Low Pressure 254nm
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Beneficio do UV em relag¢ao a outros métodos

UV Disinfection

Tanque de armazenamento



Beneficio do UV em relag¢ao a outros métodos

uv
Disinfection




Conhecendo um pouco o sistema UV




Optivenn — Principais Componentes do Sistema

Sensor UV Controlador Camara de Desinfecgao

Painel de
Controle




Optiven - Conexoes

]
. \ \ v @) —,Q' , h
l\ '\ .

DML

—_— -

Lampada de Porca de Compressao
5 pinos em Acgo Inox

Sensor de
Temperatura:
Desliga as
lampadas em
caso de sobre
aquecimento

Conectores
das
Lampadas




Optiven - Conexoes

~ Conexao de Sistema de Bafles:
: o Alivio Sistema Antirotacao e
Anti Vibragao para os

tubos de quartzo e

ldmpadas resultando em

maior resisténcia a

variagdes de pressao
Conexao de
Dreno
Valvula de
Alivio
Opcional

T
Support plates on
higshest impact area




Painel e Controlador

‘Aquaﬁne Optivenn'

Contador
Horas
Padrdo Inox IP50 Opcional IP 66/ Ar
Alarmes
 Status Ladmpadas Status das
» Alarme de Horas das Lampadas 3 Niveis de
Lampadas e Alarme de Acesso por
Troca de Lampadas Temperatur Senha
Unidade Padréo | ° Historico de Alarmes a Agua .
* Alarme de Intensidade
Temperatura da Agua e | | Temperatur uv
do Painel a Painel
» Partida e Parada Mode de
Remota Teclado Operacéao
Monitoramento
Intensidz




Flexibilidade para Montagens

- Painel pode ser instalado integrado ao cilindro ou separado. Sistema ja inclui suporte para instalagao.
- Passagem de Fluxo Bidirecional

- Equipamento ja vem com cavalete para instalacdo no solo. Cavalete oferece diversas direcées de

montagem.
I
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Exemplos de aplicacoes




Onde aplicar o sistema UV

uv
Disinfection

E um fato curioso em muitas industrias o enxague final apds o CIP deve ser feito com agua sem cloro, pois
pode prejudicar exatamente os equipamentos e instalagoes.
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Onde aplicar o sistema UV

Activated Cﬂrbon Sk
Chlorine Destructio
uv
Disinfection
. — . High Fructose
fﬁ,__— gﬂm Syrup
Storago

UV Ozone
Destruction

Membrane Filtration 4 [

Ozone
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Onde aplicar o sistema UV

(D poanaHER
WATER QUALITY PLATFORM




Onde aplicar o sistema UV

Processamento e abate de carne.
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Como a Hexis pode ajudar




AcoOes para ajudar sua industria

o Nos enviem as suas necessidades e qualidade de agua
o Estamos disponiveis para marcar visitas e ajudar com a melhor solugao
o Possuimos estoques de pecas no Brasil

o Temos representante em todo territorio brasileiro

o Solicitem um orcamento e conhega um pouco melhor a tecnologia
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PERGUNTAS ?
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